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Fobioitante: SANDOZ A.G,, entidad suiza, residente en Basilea,

Sulza,

La presente invencidén se rerisre a un
procedimiento para preparar compuestos orgdnicos, en
particular derivados de triazina, Ytiles para la esia
bilizacién de materiales orgdnicos contra los efectos
degradantes del oxfgeno, el calor y/o la luz.

Ta presente invencién se refiere particularmente al

procedimiento sefialado mds adelante por b)
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La presente invencidn proporciona, por lo tanto, compues-
tos con efectos estabilizantes en materias orginicas, y que corres-

ponden a la férmula I,
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HO , CH§¥5—~C~—R3——-NH
®
en la que R, significa un radical alquilo terciario C,~Cy»
5 R2 significa un dtomo de hiﬁrégeuo o un radical

alquilo CI"CIB’ cicloelquilo CS—CIZ’ cicloaiguil~
alquilo C6~012 o fenilalquilo C7-012,
n significa cero o un niimero entero de 1 a 3,
R significa -NH- & -O€CH2}m,
10 en donde m significa un niimero entero de 2 2 4,
X significa -0~, -8~ &’ -NRG-,

en donde R

6 significa un atomo de hidrdgeno o

un radical alquilo Cl—Cls, ciclo~
alquilo CS-C12’ cicloalquilalquilo
15 . r-Cs-Clz, fenilo o fenilalquilo C7-C12,
siendo en dicho grupo de sustitu-
yentes el radical fenilo y el radi~-
cal fenilo del radical fenilalquilo

sin sustituir o estando sustituidos
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por hasta tres sustituyentes que
se selecclonan entre 1 a 3 @tomos
de halbgeno y uno o dos grupos
-hidroxilo, uno a tres radicales

alquilo C -012’ uno a tres redina~

1

les alcoxi Cl—Cls, un radical’
- fenilo, un radical bencilo y un
radical fenoxi, siendo el to%zal
de los dtomos de carbono en lios
radicales alquilo y en los radica-
les alcoxi mno supgrior al2ya
18, respectivamente,
significa, independientemente, uno de los radi-

cales simbolizados por R, 0, si X = -NH-, R

6 4

significa adicionalmente un radical de formula IX,

R
o 1

It '
R Ot O = OH
Ry =C——{CH )~

II

en la que R], RZ’ ny RB son, cada una indepen-
dientemente, tales como definidas
més arriba,

junto con R6 y el atomo de nitrSgeno comin y

eventualmente con un ulterior heterodtomo, forma

.




10

15

20

25

-4 = 150-3559

un anillo heterocicliﬁo saturado de 5 o 6 miem~
bros, y
R significa, independieptemente, uno de los radi-
cales representados por *X‘Ra, o significa un
radical alquile c1~c12 o un radical fenilo rin
sustituir, o bien un radical fenilo sustituido
por uno o dos radicales alquilo Cl~06.
En esta Memoria, un radical "alquilo" es - en tanto que
lo permita el nmero de &tomos de carbono y a menos que esté especi-
ficado en términos determinados - un radical alquilo primario, se«-
cundario o terciario, lineal o ramificado, hatural o sintetizable,
Por "dtomo de haldgeno" se entiende flier, cloro o bromo. Como hete-
rodtomos que, en adicidén al &tomo de nitrSgeno, pueden hallarse pre-
sentes en el radical fe férmula -NR, R, (en la férmula I X = -Nkﬁw)
si dicha f8rmula significa un anillo heterocfclico saturado de 5 o
6 miembros, pugden darse los dtomos de oxigeno, de azufre y de nitrd-
geno. Como ejemplos de anillos heterociclos simbolizados por ~NR4R6
pueden darse: piperidino, piperazino, morfolino, tiomorfolino, pirre-
lidino e imidazolidino. Se prefiere que cualquier.étomo de haldgeno
sea cloro. ’ .
Tanto en’los compuestos de formula I, como en cualquier
radical de férmula II, R, significa preferiblemente un-radicai
alquilo terciario CQ-CG, vy de mayor preferencia un radical butilo

terciario; R, significa preferiblemente un radical alquilo, ¥y =n

significa preferiblemente cexo,.l o 2. En los compuestos de formula




10

15

20

25

-5~ 150~3559

I, R4 signifiéa preferiblemente un radical alquilo, un radical
fenilo sin sustituir o sustituido o un radical fenilalquilo sin
sustituir o sustituido, o significa un radical de formula II, o
bien R4, junto con —NRB- y eventualmente con un ulterior hete-

roftomo, forma un anillo heterociclico saturado de 5 o 6 miembros}

de preferencia R4 significaudn radical alquilo o un radical feni=~
lo sin sustituir o sustituido, o forma con —NR6— y. eventualmente
con un ulterior heterodtomo un anillo heterocficlico saturado de 5

o 6 miembros. R6 significa preferiblemente un Atomo de hidrdgenv,
un radical alquilo, un radical fenilo sin sustituir o sustituide o
un ;adical fenilalquilo sin sustituir o sustituido, o bien jumto
-NRﬁ- y eventgalmente con un ulterior hetero&tomo, forma un anillo
heteroefclico saturado de 5 o 6 miembros; de preferencia, R6 si=
gnifica un dtomo de hidrSgeno, un radical alquilo o un radical feni-
lo sin sustituir o sustituido, o forma junto com —NR4- y eventual-
mente con un ulterior heterodtomo un anillo hetevociclico saturado
de 5 o 6 miembros. Los significados preferidos para X son -8~y

.NRG-’ de los cuales se da la mayor preferencia a “NRs-, ¥y R. si-

]

gnifica preferiblemente —X—R4. Se prefiere que la molécula de fOrmu—

la I contenga un maximo de dos radicales de fdrmula II.

si RZ significa un radical alquilo, &ste es preferible-
mente alquilo Cl-Ca, de mayor preferencia un radical butilo tercia-
rio; si R4 o RG significa un radical fenilalquilo, éste es prefe-
riblemente bencilo. Si R4 0 R.6 significan un radical

fenilo, &éste es preferiblemente sin sustituir o estd sustituido por
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hasta tres sustituyentes que se seleccionan entre uno o dos radica-
les alquilo Cl--c12 y uno o dos radicales alcoxi Cl—Clz. siendo el
total de dtomos de carbono en dichos sustituyentes no superior a

12; se prefiere més alin que dicho radical fenilo sea sin sustituir
o.esté sustituido por un radical alquilo Cl—C4 o por un radical
alcoxi Cl~04; de mayor preferencia alin, tal radical fenilo es sin
sustituir o estd sustituido por un radical alquilo Cl*CA. 8i Rq'
junto con -NRB- y eventualmente con un ulterior heteroitomo, forma
un anillo hetercciclico saturado de 5 o 6 miembros, dicho hetero-
ciclo es preferiblemente un anillo de 5 o 6 miembros, evencualnuur:
te con un &tomo de oxigeno o de azufre o un grupo -~FH- en la posi-
cién 3 o 4, respectivamente, significando de mayor preferencia un
ciclo piperidino o morfo}ino. Si R5 significa un radical fenilo
sin sustituir o sustituido, éste es preferiblemente un radical feni-
lo sin sﬁstituir, y m es preferiblemente 2 0 3. 8i R,, R5 ° R6
significa o'contiene uﬁ radical alquilo o-alcoxi, éstercontiene pre=-

feriblemente de 1 a 4 &tomos de carbomo, y cualquier radical ciclo-

.alquilo representado por o contenido en Rz, R,, RS [ R.6 es prefe~

riblemente ciclopentilo o ciclohexilo.

Una clase preferida de compuestos de f&rmula I son los

compuestos que corresponden a la férmula Ia,
K 4
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en la que - Ri significa un radical alquilo terciario CA-CG’
'R& significa un radical alquilo CI—CB,
significa cero o un niimero entero 1 o 2,
R; significa ~-NH- 6‘ -0—~—€CH2%57 ’
5 ' . en donde m' significa un nimero entero 2 o 3,
X' significa* -0-, -8- o ~NR&-,
en donde Ré significa un itomo de hidrBgeno
o un radical alquilo CI_CIS'
eicloalquilo CS“ClZ’ cicloalquil-
10 ‘ alquilo C,~C,,, fenilalquilo C,=C,,
o un radical fenilo, €ste Gltimo
siendo sin sustituir o estando
sustituido por hasta’tres susti-

tuyentes seleccionados entre uio

15 o dos radicales alquilo C,~C

127
uno o dos radicales alcoxi °1"C12’
siendo el total de &tomos de car-
bono en dichos sustituyentes no
superior a 12,

20 Ra significa, independientemente, unc de los radi-

cales simbolizados por Ré, o, en el caso de que
X' = -NH-, Rz significa adicionalmente un ra-

dical de férmula IIa,
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il
~R!— M- —OH 1Ia
Ry~ C—CH A O .

en la que Ri, Ré, n' vy Ré son, cada una inde-

pendientemente, tales como defini-
das més arriba,
o bien Rz, junto con Ré v el dtomo de nitrdgeno comin, ¥
5 eventualmente con un dtomo de oxigeno o de azu-
fre o un grupo -NH- en la posicidn 3 o 4, tor-
ma un anillo heterociclico saturado de 5 o 6 niem~
bros, respectivaﬁente, y
R! significa, independientemente, uno de los radi-
10 cales simbolizadosvpog 7X“R£, 0 siggifiéa un
radical alquilo C1~C12'° un radical fenilof
Una clase preferida de los compuestos de férmula Ia son

los compuéstos que corresponden a la formula Ib,

"
Ry
X"
" ”
B )\OJ\ “’
HO. EikTMO—R' NH W' .
11
RZ
en la que Rf y R" significan, cada una, un radical butilo ter-
15' . . ciariq,
‘/
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n' significa cero o un niimero entero 1 o 2,
Ré significa +~NH~ & —OwwaHihEr ,
en donde m' significa un nlmero entero 2 o 3,

X"  significa =8~ & -NRg-,

6

“un radical alquilo Cl-Cls, un ra-’

5 " en donde R" significa un &tomo de hidrdgeas o
dical bencilo o fenilo, siendo el
iltimo de dichos radicales siu
sustituir o estando sustituid por

10 un radical alquilo C,~C, o por un

174

radical alcoxi C1~C4,
RZ significa, independientemente, uno de los radi-
cales simbolizados por Rg, 0, si X" = =NH~,

RZ significa adicionalmente un radical de f6r-—

15 mula IIb,
0
e -
R3 C-—(cuz} IIb

en la que RI, R;, n'y Rg son, cada una inde-
pendientemente, tales como defini-
das mis arriba,

o bien RZ, junto con Rg y el atomo de nitrdgeno éomﬁn,

20 forma un ciclo piperidino.o morfolino,

- ——————
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y R significa, independientemente, uno de los radi-

5
cales simbolizados por —X'LRX, con el requisito
de que la mol&cula contenga un miximo de dos ra~
dicales de’férmula IIb,
3 Una clase preferida de los compuestos de f&rmula Ib son

log compuestos que corresponden a la férmula Ic
! q p ’

ne

T

xlll

B : A .
O
HO CHZ“)—n—r— C *Ré—— NH N Rgl

"
R

en la que R;, R;, n'y Ré son tales como definidas m&s arriba,
X'" significa ;NRE‘—,
en donde Rg' significa un dtomo de hidrdgeno
10 ‘ ' | o un radical alquilo €,~C,q 0 un
radical fenilo, &ste Ultimo sien-
do sin sustituir o estando susti~
tuido por un radical alquilo Cr-c4,
R" significa, independientemente, uno de 1os.radi;
15 cales simbolizados por Ré" ,
o bien Rz“, juqto con Ré" y el dtomo de nitrSgeno comin,
forman un ciclo piﬁéridinc o morfolino, y

RY' significa, independientemente, uno de los radi-

cales simbolizados pot -x"'—Rz“.
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La invencidn proporciona ademfs un procedimiento para la
produccidn de un compuesto de fdrmula I, caracterizado por el hecho
de que

(a) se hace reaccionar un compuesto de fSrmula III,

Ni‘-"l. ’ 1'.1.1

A C

en la que A significa halSgeno o un radical de formula IV,

l 0
(o) VS WY U, - SN | U - IV
H CH2 ) C 3 NH

en laque R, R,, nyR, son tales como

1’ 72 3
definidas anteriormente,
B significa haldgeno o un radical de férmula
-x-Ra, tal como definida anteriormente, y

c significa halSgeno o un radical RS’ tal
como definido anteriormente, siendo que
por lo menos una de A, By C significa

haldgeno,

con un compuesto de férmula V,

R4 -X-M \'f
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X son tales como definidas més arriba, y
significa hidrdgeno, sodio, potasio o amo=
nio, con el requisito de que si X = °NR6~,
M pueda significar unicamente hidrégenoc,

en cuyo caso, si Rﬁ,significa hidrdgeno

4 significa un radical de formula IZ,

tal como definida mds arriba, el simbolo

R3 en dicha férmula pueda ser unicamente

-NH-I,
siendo que por lo menos una de A, B, Cy
R4~X~ significa un radical de férmula 1V,

tal como definida mds arriba; o

(b) se hace reaccionar un compuesto de f8rmula VI,

E

A

NQ*

3
1o
en la que D
15
‘B
20

N

significa -NH~R3-H, en donde R3 es tal
como definida més arriba, o un radical de
£6rmula IV, tal como definida was arriba,
significa -NH~$3-H, en donde R3 gs tgl
como definida mds arriba, o un r§dical de

férmula R4~X-, tal como definida mds arri-

ba, y
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F significa -NH-R3-H, en donde R3 es tal

como definida mds arriba, o un radical RS’

tal como definido ﬁs&ﬁm,

siendo que por lo menos wna de D, E y F
5 . signifique —NH—R3-H,

con un compuesto de formula VII,

R

p 0 .
HO Clis}—C “ VII
N oH

en-la que Rl’ R2 y n son tales como definidas mis arriba,
o un derivado funciomal del mismo.
8i, en el procedimiento seglin la variente (a), M tiene

10 un significado diferente de hidrbgeno, tal M significa.preferible-
mente sodio. Cémo ejemplos de derivados funcionales de los compues—
tos de £6rmula VII pueden darse los ésteres, por ejemplo @steres
alquilicos Cl-c4, y los haluros de los mismos. El derivado funcional
preferido es el cloruro.

15 De acuerdo con un preferido procedimiento de la presente
invencidn, en el procedimiento seglin la variante (a) se utiliza un
compuesto de fO6rmula III, en la que A significa un radical de for—
mula IV, o bien en el procedimiento segﬁn la variante (b) se utili-
za el cloruro de acido del compuesto de f&rmula VII, o sea un com

20 puesto de formula VIla,
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0 .
H CH.J—-C” VIla
2'n Se1

Ry

en la que Rl’ R2 y n son tales como definidas mas arriba.

Siempre que en el procedimiento seglin la presente inven-
cifn se elimina haluro de hidxdgeno, es decir, si se hace reaccio~
nar un compuesto de f£8rmula III con un compuesto de formula V en
el que M significe hidr8geno, o si gse hace reaccionar un coupues—
to de formula VI con un haluro de dcido de un compuesto de formula
VII, o sea un compuesto de férmula VIIa, la reaccidn se efec;ﬁa
preferiblemente en un disolvente que;sea inerte durante la reaccifn,
por ejemplo benceno, tolueno, xileno o dioxano, en presencia de una
base, por ejemplo trietilamina, piridina, biéarbonato s6dico, car-
bonato sddico o hidrdxido sddico. Al utilizarse el reactivo de fér-
mla V, en 1a que M es sodio o potasio, se prefiere asimismo efec- .
tuar la reaccifn en un disolvente inerte frente a la reaccidnm, tal
como uno de los arriba mencionados, pudiéndose prescindir en tal
caso de la presencia ée una base: Reacciones  anZlogas a las aqui
déscritas pueden éesprenderse, por ejemplo, del Journal of the
American Chemical Society, 73, 2986, (1951).

Si se utiliza un compuesto de £Srmula VII o un derivado
funcional del wismo y si el(los) radical(es) -NH-RB-H dél compues=

to de fdrmula VI con el cual reacciona es/son hidrazinilo, es decir,

e

.wﬂ‘—“—‘—.ﬂ
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R.3 = ~NH-, se frefiere efectuar 1a reaccidn en uno de los disolven~
tes arriba mencionados, a uné temperatura comprendida entre 100° y
160°C, preferiblemente entre 120° y 140°C, y en presencia de una
cantidad catalitica de dcido, por ejemplo de Acido fosfdrico o sul-
flirico, La-regcciéﬁ entre un compuesto de férmula VII, o de un ae-
rivado funcional del mismo, yLun compuesto de férmula VI qué coﬁfie-'
ne uno o mas radicales h~NH—R3-H, en donde R3 significa ~0~m€CHifa,

puede efectuarse de manera similar a la reaccidn andloga descrita
en Houben-Weyl, tomo 8, pagina 516. '

Los compuestos intermedios de las formulas IIX, V, VI y °
VII, y los 'derivados funcionales del compuesto de férmula VII, pue-—
den producirse de manera conocida, partiendo de materias de partida
disponibles, por ejemplo a partir de trihalogeno o de triazinas tri-
aminadas, adoptando las reacciones descritas antetiorméute en loé
procedimientos segln las variantes (a) y (b).

La presente invencidn proporéiona.asimismo un método para
la estabilizacidn de una materia orgénica contra los efectos degra-
dantes del oxfgeno, del calor y/o la luz. Dicho método consiste en
tratar la materia orgé@nica con un compuesto de fGrmula I, tal como
definida anteriormente. Por el término "tratar", tal como usado
aqui, se entiende tanto la incorporacidn del compuesto de férmula I
a la materia orgdnica susceptible a la degradacitn por el oxigeno,
el calor y/o la luz, como el recubrimiento de la superficie de dicha
materia, de manera en si conocida. Los compuestos de £férmula I, apli-

cados a la materia orginica, bien por incorporacidn, bien en forma

o

-
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de capa protectora, coﬁfieren a dichas materias propiedades estabi-
lizantes. Particularmente lps compuestos de formula I, en laque n
significa un niimero entero de 1 a 3, muestran notables efectos anti-
oxidantes y, por comsiguiente, son mds apropiados para la estabili-
zacidn de materias orghnicas contra la oxidacidn.originada por el
aire, mientras que los compuestos, en los que n significa cero,
poseen notables propiedades absorbentes de la luz ultravioleta y,
por consiguiente, son mis adecuados para la estabilizacidn de las
materias orginicas contra la luz, en particular contra los rayos
ultravioleta.

' Entre las materias orginicas apropiadas para un tratamien-
to segiin el método de la presente invencidn se incluyen las susian—
cias naturales, tales como caucho, celulosa, lana y seda, asi como
materias plésticas, en particular poliolefinas, por ejemplo poli-
etileno y polipropileno,.poliésteres, ésterés.éoliacrilicos, por.

ejemplo polimetacrilatos de metilo, dxidos de polifenileno, poli-

~ uretanos, poliestireno, policarbonatos, terpolimeros de acrilo-

nitrilo-butadieno-estireno (ABS), poliamidas y especialmente nylom,
oxido de polipropileno, poliacrilomitrilo y copolimeros de los poli-
meros antés mencioﬂédés. Los, compuestos de la presente invencidn

son especialmente spropiados para la estabilizacidn de polipropileno,

polietileno, poliésteres, poliamidas, poliuretanos, poliacrilo-

‘nitrilo, policarbonatos, terpolimeros ABS, texpolimeroé de Eéster

acrilico-estireno~acrilonitrilo, copolimeros de estireno-acrilo~

nitgilo ¥y copolimerog de estireno-butadieno.
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De acuerdo con una variante del m3todo de la presente in-
vencifn, se mezcla homogéneamente el compuesto de férmula I con la
materia orgénica, por ejemplo una materia pléstica, tal como ppli-
propileno, preferiblemente en una forma particular, en un amasador
o en otro dispositivo apropiddo, para conseguir una distribucidn
uniforme del‘compuesto en el sustrato. La distribuein unif&rme 23,
a menudo, de gran importancia para que la proteceifn de la materia
orgénica sea buena. La materia tratada puede a continuacidn trans-
formarse en una forma final, por ejemplo en 1aminas, tubos o fila~
mentos, por ejemplo mediante extrusidn. Los filamentos tratados
pueden elaborarse a materiales textiles conm estabilidad contra los
efectos degradantes del oxfgeno, del calor y/o la luz,

De acuerdo con una segunda variante del método de la pfe~
sente invencidn, la cual es particularmente apropiada para la esta-
bilizacidn de materias poliméricas o copoliméricas, -se mezcla el
compuesto de £8rmula I con el(los) apropiado(s) mondmero(s) y/o pre-
polimero(s) antes de la polimerizacidn o copolimerizacidn de los
mismos. Después de la polimerizacién o copolimerizacidn, el produc-
to contiene el compuesto uniformemente distribuido. El polimero o
copolimero puede a continuacidn transformarse en su fofma final,
por extrusidn, por moldeo por inyeccidn o por otro proceso.

Las materias orginicas pueden tratarse asimismo con otros
aditivos a parte de los compuestos de f£o6rmula I, con el fin de me-
jorar sus propiedades, por ejemplo ulteriores estabilizadores o co-

estabilizadores contra los efectos degradantes del oxigeno, el calor
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y/o la luz. Entre tales ulteriores aditivos se incluyen la 2~hidroxi-
benzofenona, 108 compuestos orgdnicos del azufre, del estafio y del
fésforo trivalente, asi como las sales de niquel de dcidos carboxi~
licos.

De acuerdo con el método de la presente invencidn, la can=
tidad del compuesto estabilizador de férmula I a emplear dependerd,
desde luego, de varios factores, entre los cuales se incluye el modo
de aplicacién, el compuesto particular empleado y la naturaleza de
la materia orgénica a tratar. As{, por ejemplo, al aplicar el com-
puesto incorporéndolo a la materia orgénica, se obtienen generalmen-
te resultados satisfactorios empleando el compuesto en una cantidad
entre un 0,01 y un 5%, preferiblemente entre un 0,05 y un 1Z calcu~
lado sobre el peso de la materia orginica a tratar.

La presente invencidn proporciona ademds una materia orgad-
nica, siempre que @sta est tratada de acuerdo con el método de la

presente invencidn. Las materias orgénicas estabilizadas de acuerdo

con la invencién pueden estar presentes en formas sSlidas, por ejem-

plo como plésticos espumosos, hojas, tales como papel, barras, re=-
cubrimientos, lémin#s, pelfculas, cintés, fibras, granulados y pol=-
vos, 0 bien en forma iiquida, por ejemplo soluciones, emulsiones
v dispersiones, tales como barnices, cremas, pinturas y lociones,
opacas, claras o translucientes. |

La presente invencidn queda ilustrada por los siguientes
Ejemplos, en los cuales las partes y los porcentajes se entienden en

peso, Las estructuras indicadas de los compuestos fueron determina-

e
e
_m/“
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e

-

./'
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das por micro-an@lisis y espectroscopia infrarroja.
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EJEMPLO 1

Se afiade una solucidn de 4,4 partes de cloruro de 3-(3,5-
dibutil terc.-4-hidroxifenil)=~propionilo a una solucién que consta
de 4 partes de 2-hidrazino-4,6~dimorfolino-1,3,5~triazina, 2 partes
de trietilamina y 40 partes de dioxano. Se lleva la mezcla a 70°C
por espacio de 2 horas, a continuacidn se separa por filtracidn
el precipitado formado, el filtrado se concentra bajo vacio y el
regiduo se recristaliza de metanol. Se obtienen cristales blancos

con un P.F. de 202° - 203°C y que corresponden a la formula

O
A

. /E oN 0 C(CH,) 5
o F TNH-NH-C-CH,~CH OH

EJEMPLO 2

Se afiade una solucidn de 5,7 partes de cloruro de 4~hidroxi-
3,5-dibutil terc.-benzoilo a una solucidn que consta dé'6 partes de
2~hidrazino-4,6-dipipéradino~1;3;S-triazina, 3 partes de trietil-
amina y 40 partes de télueno. Se lleva la mezcla a 70°C por espacio
de 2 horag, a continugci&n se enfria a 10°C aproximadamegte; el ;xe-
cipitado fofmadp-se gsepara por filtracidn f el residuo se lava, pri-

mero con agua y luego con &ter. Se obtienen cristales blancos con

un P.F, de 256° = 259°C y que corresponden a la f6rmula
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: |
Oq)\ 1?)\ NH-NH-C

cleiy)
OH

C(C‘H3)3

150~3559

De manera similar se ‘producen los compuestos que figuran en los Ejem~

-- plos de 3 a 7.

EJEMPLO 3

| ()

O“} o C(CH,) 4
(N] NN\ NH-NH- c—@- OH
o c(cHy) .
EJEMPLO 4
[ ] c((‘H )
1&_ >* NH-NH~- c OH
C(CH )

Punto de fusidn:
205°~-206°C

Cristales blancos
Punto de fusidn:

150°-152°C




-2 - 150~3559

EJEMPLO 5

Cristales beige

@ . Punto de fusidn:
NH H 0°-153°
S <") c(c 3)3 150°-153°C
N)_o - NH-NU~C @«OH
N .
NH C(CHB) 3

EJEMPLO 6

Resina amarilla

0“> P
palida
(_N%N o C(CH,) 5
-CH_.~CH.-0-C~- oil
oN\.. NH-CH,, cnz CH,-0- c
(_N c(Cil,) 4
0/

EJEMPLO 7

Aceite amarillo -

palido
Hy.Cg=5 o C(CH,) ,
1}— \-NH-'\IH c CHZ-CH2 OH
C(CH,)

Hy,Cq=5
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EJEMPLOS DE APLICACION:

EJEMPLO A:

Se mezcla polvo de polipropileno junto con un 0,4% del

. compuesto que figura en el Ejemplo 1, hasta obtenerse una mezclé
homogénea. Después.de amasér en un molino de rodillos dutantg S

minutos a 180°C, se extrusiona la materia a una l%mina de 1 mm de

espesor, Para comprobar la resistencia a la degradacitn oxidativa,
.ha partir de las lZminas se estampan discos de 18 mm de diﬁmgtro,

y dichos discos se introducen en una atmbsfera de 6ﬁigeno en un

sistema cerrado. A continuacidn se calienta a 190°C, con lo cual

se produce ﬁna sobrepresidn de aproximadamente 20 mm de Hg. La oxi~

dacidn del plastico provoca la caida de la presidn, Si el estabi=-

lizador es eficaz, la presidén cae a poca velocidad: Midiendo

el tiempo durante el cual lé sobrepresidn cae a cero,'se determina

la actividad anti-oxidativa. El compuesto sometido a dicho ensayo

muestra una notable actividad anti-oxidante.

EJEMPLO B:

Se mezela polvo de polipropileno junto con un 0,47 del
compuesto que figura en el Ejemplo 3, hasta obtener una mezcla ho-
mogénea. Después de amasar en un molino de rodillos durante 5 mi-
nutos a 180°C, a partir de la materia se e#trusionan 1léminas de
1 m de esyésor. Para comprobar la resistencia al envejecimiento,

se efectiia un ensayo de envejecimiento acelerado en una estufa a

/
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140°C y bajo circulacidn de aire. También en este emsayo se obtuvie—

ron notables resultados.
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Descrita suficientemente la naturaleza del in
vento asi como la manera de realizarlo en la prdctica, debe

hacerse conster que las disposiciones anteriormente indica-

. dasg, son susceptiblés de modificaciones de detalle en éuan~

t0 no alteren su principio fundsmental.

—
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REIVINDICAGCIONES

1e= Procedimiento para preparar derivados de trig

gina, de formmla I,

I
. ’ X
! ' )/l\\
_ 0 UM

en la que R, significa un radical alquilo terciario Cy-Cq,

)

C -018' cicloalquilo 05 12! cicloalquilalquilo 06"012 0
fenilalquilo C 7 10! n significa cero o un mfmero entero

de 1a 3, R3 sisnifica ~NH=- & -O-éCHz)m, on donde m signi-
fica un nfmexro entero de 2 a 4, X significa =0=, =S= §
-NRG-, en donde R6 significa un 4tomo de'hidrdgeno 0 un raw-
dical alquilo 01'018’ cicloalquilo 05 127 cicloalquilalqud
lo 06'012’ fenilo o fenilalquilo 07~012, giendo en dicho
grupo de sugtituyentes el radical fenilo y el radical fenilo

significa un dtomo de hidrégeno o un radical algquile

del radical fenilalquilo sis sustituir o sstando sustituidos
por hasta tres sustituyenteg qué se seleccionan entre 1 a
3 4tomos de halégeno y und o dos grupos hidroxilo, uno a tres

radicales algquilo C -012, uno & tres radicales alcoxi c1-018
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un radical fenilo, un radical bencilo y un radical faﬁoxi, sien
do el total de los dtomos de carbono en los radicales alquilo
¥y en los radicales a;coxi no sﬁperior a l2 y a 18, respectiva=
mente, R 4 significa, independientemente, uno de los radicales

simbolizados por Rg, 0y sl X = ~NH-, R, sighifica adicionalnente

un radical de férmila iI, R
u ) .
) " -
Ry € {oH,) ot
Il
R,,

en la que R, R2, n y R3 son, cads una jndependisnte, tales como
definidas mds arriba, o bien R 4 junto con R, ¥ el dtomo de nitrd

geno comfn y eventualmente con un ulterior heterodtomo, forms un

-anillo heterocfclico saturado de 5 6 6 miembros, y R significa,

independientemente, uno de los radicales representados por -I-R4,
0 signifiéa un radical alquilo 01—012 0 un radical fenilo sin

sustituir, o bien un radical fenilo sustituido por uno o dos ra-

dicales alquilo Cl-cs; caracterizada porque:

se hace reaccionar un compuesto de £érmla VI,

)\(JN V1
N _

D
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en la que D significa -M{-R3-H, en donde R3 es tal como
difinida mds arriba, o un radical de férmla IV, tal co-
mo definida mds arriba, E significa -NH-R3~H, en donde
Ry es tal ctmo definida mfs arriba o un radieal de for-
mla R4-X-, tal como definido mds arriba, y F significa
-NH-R3—H, en donde R3 es tal somo definida mds arriba, o

un radical R

59 tal como definido mds arriba, siendo que
por lo menos una de D, Ey P signifique -NH-R3-H, con un
compuesto de férmula VII,

R
o .
V4
HO Hy __)_n___ c VII
™~
: OH

®a

en la que Ry» By ¥ n son tales como definidas nés arribe,
0 un derivado funcional del mismo,

| 2,~ Procedimiento para preparar derivados de
triazina, tal y como queds sustancialmente descrito en la

presente Memomia e ilustraflo,v

Esta Memoria consta de 28 hojas escritas a mdqui-

ne por uns sola cara.
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